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(54) Antireflex-Beschichtung.

(57) Ziel der Erfindung ist es, ein hinsichtlich der optischen Ei-
genschaften auf unebenen Oberflachen méglichst unempfindli-
ches Antireflex-System bereit zu stellen Dazu ist ein Verfahren
zur Herstellung eines transparentes Element (1) vorgesehen,
wobei das transparente Element (1) umfasst

— ein transparentes Substrat (3) und auf diesem Substrat (3),

— eine mehrlagige Antireflex-Beschichtung (5), welche zumin-
dest sechs Lagen umfasst, wobei sich Lagen (51, 53, 55)
mit hohem Brechungsindex mit Lagen (50, 52, 54, 56) mit
niedrigerem Brechungsindex abwechseln, und wobei

— die Lagen (51, 53, 55) mit héherem Brechungsindex eine
groBere Harte als die Lagen (50, 52, 54, 56) mit niedrige-
rem Brechungsindex aufweisen, und wobei die oberste Lage
(60) der mehrlagigen Antireflex-Beschichtung (5) eine Lage
mit niedrigerem Brechungsindex ist, und wobei

— das Substrat (3) zumindest zwei Oberflachenbereiche (30,
32) aufweist, die sich hinsichtlich ihrer Neigung unterschei-
den, wobei

— die Antireflex-Beschichtung (5) die Oberflachenbereiche
(30, 32) unterschiedlicher Neigung bedeckt, und wobei fur
die Antireflex-Beschichtung (5) auf den Oberflachenberei-
chen (30, 32) zumindest eines der folgenden Merkmale gilt

— die Farben der Restreflexion jeweils unter 0° Einfallswin-
kel auf die Oberflaichenbereiche (30, 32) unterscheiden
sich im CIE xyz-Farbsystem voneinander um nicht mehr
als Ax=0 05, Ay=0 05, bevorzugt nicht mehr als Ax=0 03,

Ay=0 03, besonders bevorzugt um nicht mehr als Ax=0 02,
Ay=0 02,

— die photopischen Reflektivitaten unter 0° Einfallswinkel der
Oberflachenbereiche (30, 32) unterscheiden sich voneinan-
der um nicht mehr als AR_ph=1 5%
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